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摘要(译)

本发明实施例提供一种OLED基板及其制备方法、显示装置，涉及显示技
术领域，用以解决制备辅助阴极图案因需要掩膜板而导致的生产成本增
加的问题。该制备方法包括：在形成有黑矩阵图案的衬底基板上形成导
电层；以所述黑矩阵图案为掩膜，通过一次构图工艺对所述导电层进行
图案化以形成辅助电极图案。用于形成辅助电极图案。
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